
まえがき＝ PVD（Physical Vapor Deposition，物理的蒸
着）法やCVD（Chemical Vapor Deposition，化学的蒸着）
法といったドライコーティング技術を利用して，基材が
本来持つ材料特性とは別の新たな機能・特性を表面に付
与する技術がさまざまな分野で実用化されている。近
年，多くの産業で環境対応が優先度の高い課題となって
いる中，従来の長寿命化とは別に，表面処理に対しても
環境面からの期待が高まっている。特に自動車分野で
は，地球温暖化防止と大気環境保護の観点から燃費向上
と排ガス規制が至上命題となり，エンジンの摩擦損失低
減や車両の軽量化が重怠'71 ポ度竺 棄，機能・期新た長儒峡
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図 1  AIP 装置の基本構成
������  Schematics of Arc Ion Plating apparatus





力やバイアス電圧の条件によって，おおよそHV 1　000～




